
Title
N0舌癌に対するBleomycin局所併用・高線量率組織内
照射-特にアプリケータ留置によるimplantの制御と腫
瘍線量低減の可能性について-

Author(s) 大賀, 才路; 上原, 智; 三好, 真琴 他

Citation 日本医学放射線学会雑誌. 2003, 63(1), p. 47-50

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/17683

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka










